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Abstract (en)
Wood material boards manufacturing involves applying curable varnish to form scratch-resistant coatings by using UV or electron beam. Zirconium
dioxide and silicon dioxide mixture particles having nanoscale particle size are added in the varnish, where the zirconium dioxide and silicon dioxide
mixtures are pre-treated with silanes. The zirconium dioxide and silicon dioxide mixture includes 10-80 wt.% of zirconium dioxide nanoparticles
having particle size of 5-30, preferably 10-25, particularly 11-20 nanometers.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von verschleißfesten, kratzfesten Oberflächen auf Holzwerkstoffplatten, wie Sperrholz-, Span-,
OSB-, MDF- oder HDF-Platten oder auf Holz, insbesondere für Parkett oder Fussbodenbeläge, dadurch gekennzeichnet, dass die verschleißfesten
Oberflächen aus mehreren Schichten eines durch UV- oder Elektronenstrahlen vernetzbaren Lackes oder Kunstharzes mit Nanopartikelzusätzen
aus Gemischen von Zirconiumdioxid und Siliziumdioxid, die Mengen von 10 bis 80 Gew.% Zirconiumdioxid bei mittleren Korngrößen von 5 bis 30
nm enthalten, vor der Einarbeitung in den Lack mit einem Silan bei Temperaturen von 20 bis 70°C über einen Zeitraum von 60 bis 180 Minuten
vorbehandelt werden und in Mengen von 5 bis 30 Gew.%, vorzugsweise in Mengen von 10 bis 25 Gew.% und insbesondere in Mengen von 15 bis
22 Gew.% dem Lacke oder Kunstharz zugesetzt werden.
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